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Té&man keksinndn kohteena on menetelmi oleellisesti stabiilin
vesidispersion valmistamiseksi kolofoniin perustuvasta aineesta,
joka soveltuu kaytettdvédksi sellukuitujen liimaamiseen paperin
valmistuksen yhteydessd, jossa menetelmissid homogenoidaan pai-
netta, 18mpda sekd anionista dispergointiainetta kdyttden epé-
stabiilia vesidispersiota, joka sis31t33 ainakin 10 painopro-

o,

senttia kiintedd ainetta, jossa on 0-85 % kolofonia ja 100-15

\C

kolofonin ja ryhmén -F=?—F=O sisd8ltdvan happamen yhdisteen
adduktioreaktiotuotetta mainitun happamen yhdisteen m3arin

o,

ollessa noin 4-8 % kiinte&n aineen kokonaism33rista.

Keksinndn mukaisilla vesipitoisilla dispersiocilla on kdyttss
varsinkin liimatun paperin valmistuksessa, jossa alumiinisul-
faattia tai senkaltaista saostavaa ainetta kdytet33n tavalli-
sésti saostamaan kolofoniin perustuva aine kuiduille. Keksinndn

mukaisia dispersioita voidaan k3ytt33 massaliimauksessa ja

(51) ka1, // D21 H 3/34 C 08 L 93/00
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pintaliimauksessa. Massaliimauksessa dispersig ja alumiinisul-
faatti lis&t&&n soveliaimmin erikseen kuitujen vesipitoiseen
suspensioon eri vaiheessa ennen arkinmuodostusta, ja pintalii-
mauksessa muodostettua paperiarkkia k&sitelld3n tunnetuilla
tavoilla vesipitoisilla dispersioilla liimatun paperin aikaan-

saamiseksi.

FI-patenttihakemuksesta 458/72 tunnetaan menetelmd, jossa kolo-
foni liuotetaan veteen sekoittumattomaan liuottimeen ja liuos
saatetaan "6ljy vedess&"-tyyppiseksi dispersioksi, mink# j&lkeen
livotin poistetaan niin, ettd saadaan kolofonimateriaalin sta-
biili vesidispersio. Menetelm&n epdkohtana on se, ettd liuotti-
men kdyttd ja talteenotto muodostavat menetelm#& monimutkaista-
van, kustannuksia aiheuttavan tydvaiheen, ja lisdksi menetelmiastd
on koitunut ymp&ristBhaittoja, joihin on ollut syynd liuottimen
Jja mahdollisesti my8s tuotteen myrkyllisyys.

FI-patenttihakemuksessa 2329/74 on edelleen esitetty menetelms
stabiilin vesidispersion valmistamiseksi kolofoniin perustuvasta
aineesta, jossa dispergointiaineena on kdytetty alkyylibentsee-

nisulfonaatin alkalimetalli- tai ammoniumsuclaa.

Tamén keksinndn tarkoituksena on muodostaa menetelm3 stabiilin
vesidispersion valmistamiseksi kolofoniin perustuvasta aineesta,
jonka mukaan valmistetuilla dispersioilla saadaan paperituottei-
ta, joilla on entistd parempi kestdvyys veden ja vesipitoisen
musteen tunkeutumista vastaan. Tunnusomaista keksinndlle on

~se, ettd dispersion homogenointi suoritetaan 150-1385°C:n lampo-
tilassa kdyttden anionisena dispergointiaineena saippuaa, joka on
saippuoitua kolofonia, saippuoitua kolofonin ja mainitun happa-
men yhdisteen adduktioreaktictuotetta tai n&aiden seosta, konden-
soidun naftaleenisulfonihapon suolaa, sulfomeripihkahapon dialkyy~
liesterin suolaa, rikkihapon alkyylipuoliesterin suolaa tai
rikkihapon alkyylifenoksi(polyetyleenioksi)etanolipuoliesterin
suolaa.

Anioniset dispergointiaineet ovat ennest&dn tunnettujs alalla.
Toteutettaessa keksint8éd ensisijaisesti kysymykseen tuleva anio-
ninen dispergointiaine on sellaisen kolofoniin perustuvan aineen
saippua, esimerkiksi natriumsaippua, josta dispersioc koostuu.
Muista sopivista anionisista dispergointiaineista on kondensoi-

tuje naftaleenisulfonihapposuoloja saatavissa eri kauppanimillsa,



’ £3433

joita ovat Tamol S.N. (Rohm & Haas Co.) ja Stepantan A (Stepan
Cemical Co.). Sulfonimeripihkahappojen dialkyyliesterien sucloja
kdytettdessd alkyyliryhmiin kuuluvat sykloheksyyli, heksyyli, iso-
butyyli, oktyyli, pentyyli ja tridekyyli. Rikkihapon puolial-
kyyliesterien suoloja kd&ytettdessd alkyyliryhmdssd saattaa olla
10-18 hiiliatomia. Rikkihapon alkyylifenoksi (polyetyleenioksi)
etanolipuoliesterien suoloja k3ytettdessd ensisijaisesti tuleva
alkyyliryhmd on nonyyliryhmé&, joka ‘'saadaan trimeroitaessa propy-
leenid. Polyoksietyleenipitoisuus voi olla keskimd@drin 1-8
moolia moolia kohti, mutta keskim&&rin 4 moolia on ensisijaisesti
kysymykseen tuleva maara.

Kuten yl13 mainittiin, on ensisijaisesti kysymykseen tuleva
anioninen dispergointiaine kolofoniin perustuvan aineen saippua
tai suola. N&inollen keksinndn ensisijaisessa suoritusmuodossa
on l&sn& suhteellisen pieni m&&ra kolofoniin perustuvaa ainetta
saippuana tai sen suoclana, joka toimii anionisena dispergointi-
aineena. Siten tulee olemaan l&dsnd joko pieni m3&r& saippuoitua
kolofonia tai pieni m&&réd saippuoitua kolofonin adduktioreaktio-
tuotetta tai pieni m&drd molempia. L&snd olevan saippuoidun
kolofoniin perustuvan aineen m33ri laskettuna prosentteina saip-
puoitavien karboksyyliryhmien m&&rdstd on ensisijaisesti 4-10 %.
Dispersion kiinte&n eineen painosta on 0-85 % kolofonia ja

100-15 % kolofonin adduktioreaktiotuotetta, jolloin adduktioreak-
tioon osallistuneen happamen yhdisteen m3&rd on 4-8 % ja l3sna-
olevan saippuoidun kolofoniin perustuvan aineen m33rad on las-
kettuna kolofoniin perustuvan aineen karboksyyliryhmien prosentuaali-
sena saippuoitumisasteena on 4-10 %. Mukava tapa valmistaa pysy-
maton vesipitoinen dispersio on sekoittaa yhteen haluttu m3&r3
vettd, haluttu mé&3rad kolofoniin perustuvaa ainetta ja alkaalista
ainetta kuten natriumhydroksidia tarvittavissa m3drin niin, etta

muodostuu haluttu m838rd saippuoitua kolofoniin perustuvaa ainetta.

Ei ole valttamétontd, ettd saippuoitu kolofoniin perustuva aine
muodostetaan paikalla. Se voidaan haluttaessa valmistaa ennen
pysymattomdn vesipitoisen dispersion valmistamista. N&in ollen
pysymétdn vesipitoinen dispersio voidaan esimerkiksi valmistaa
sekoittamalla yhteen vettd, kolofoniin perustuvaa ainetta ja
saippuoitua kolofoniin perustuvaa ainetta, kuten esimerkiksi
natriumresinaattia, riitt&véssd mé&érin niin, ettd saadean aikaan

pysymdtdn vesipitoinen dispersio, joka sis&lt33 ainecsia ylla-
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mainitut m8&rédt. T&t& menettelytapaa kdytetddn kdytettdesss
muita anionisia dispergointiaineita. Esimerkiksi ennen homoge-
nisointia valmistetaan pysymi#tén vesipitoinen dispersio sekoitta-
malla yhteen vettd, kolofoniin perustuvaa ainetta ja anionista

dispergointiainetta.

Pysymdttomén vesipitoisen dispersion valmistamisen jadlkeen se
kuumennetaan 150—19508:een.lémpﬁtilaan. Haluttuun l&mpdtilaan
tarvittavana aikana on syytd sekoittaa. Kuumennettu dispersio
pannaan sitten erittdin voimakkaan hiertdmisen alaiseksi, jolloin
saadaan aikaan olennaisesti stabiili vesipitoinen dispersio.
Hiert&minen suoritetaan mukavasti homogenisaattorilla. Kun kuu-
mennetun seoksen annetaan kulkea ainakin kerran homogenisaatto-
rin 18pi 400-560 baarin paineessa, saadaan aikaan stabiili dis-

persio.

Jotkut hiukkaset saattavat muodostaa kasautumia, jotka voivat
mahdollisesti laskeutua dispersiosta jonkin ajan kuluttua.

Ndma voidaan haluttaessa helposti poistaa muuten stabiilista
dispersiosta suodattamalla, dekantoimalla tai muilla tunnetuilla
tavoilla.

Dispersiofaasissa olevat hiukkaset ovat suhteellisen piénié ja
niiden partikkelikoko on 0,01 mikronista 1 mikroniin. Ainakin
80 paino%:1la suspentoituneista hiukkasista on partikkelikoko

pienempi kuin 0,5 mikronia.

Kun kdytet&&n kolofonia kolofoniin perustuvan aineen osana, se
voi olla mikd tahansa kaupallista tyyppii oleva kolofoni, kuten
havupuun hartsi, pihkahartsi, ménty8ljyhartsi tai ndiden seos
raa'assa tai puhdistetussa muodossa. Voidaan kdyttda myts osit-
tain tai kokonaan hydrattuja kolofoneja seks polymerocituja kolo-
foneja, samoinkuin kolofoneja, joita on kédsitelty kiteytymisen
estamiseksi, esimerkiksi 1&mpdkdsittelyllsd tai formaldehydireak-
tiolla, sek& ndiden seoksia. Kolofonin Jja -C=F-?=O-ryhmén sisal-
tédvdn happamen yhdisteen adduktioreaktiotuote on tuloksena, kun
annetaan kolofonin reagoida happamen yhdisteen kanssa 150-210°C:een
lampStiloissa. N&itten adduktiotuotteiden valmistusta on selos-
tettu ja kuvattu USA-patenteissa 2.628.918 ja 2.684.300. N3it3
adduktioreaktituotteita nimitet&3n usein alalla Diels-Alder-reak-

tiotuotteiksi. Adduktioreaktiotuotteita nimitet3&n seuraavassa
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"kolofonin adduktiotuotteiksi”, "adduktiotuotteiksi” tai "vahvis-

tetuksi kolofoniksi”.

Esimerkkejd ryhmén -F=?-$=D sisdltdvistd happamista yhdisteistsd,
joita voidaan kayttdad valmistettaessa adduktiotuotteita, ovat
CZyﬁ-tyydyttéméttﬁmét moniemdksiset hapot ja niiden tunnetut
anhydridit, joista esimerkkeja ovat fumaarihappo, maleiinihappo,
akryylihappo, maleiinihappoanhydridi, itakonihappo, itakonihappo-
anhydridi, sitrakonihappo ja sitrakbnihapon anhydridi.

Adduktiotuotteen valmistamiseen kaytetty kolofoni voi olla mita
tahansa kaupallista tyyppi&@ olevea kolofonia, kuten havupuuhart-
sia, pihkahartsia, mé&ntydljyhartsia tai niiden seosta raa'assa
tai puhdistetussa muodossa. Hydrattuja kolofoneja, samoinkuinn
kolofoneja, joita on késitelty kiteytymisen est@&miseksi, voidaan
myds kdyttdd. Myos on mahdollista k3yttdd adduktiotuotetta, joka
on adduktioreaktion j&lkeen taysin hydrattu.

Sopivia alkaalisia aineita, jotka kykenevdt muodostamaan suolan
kolofonin ja kolofonin adduktiotuctteen kanssa, ovat tavalliset
epdorgaaniset ja orgaanisef emdksiset aineet, joita kdytetdan
muodostettaessa saippuoitu kolofoni tai kolofonin hapetustuote.
Esimerkkejd ndistd aineista ovat litiumbydroksidi, natriumhydrok-
sidi, kaliumhydroksidi, litiumkarbonaatti, kaliumkarbonaatti,
ammoniakki ja vesiliukoiset amiinit, kuten morfoliini, etyyli-
amiini, n-propyyliamiini ja n-butyyliamiini. Etusijalla clevia

alkaaleja ovat kalium- ja natriumhydrokéidi.

Kuten yl1la mainittiin, voidaan k3ytt&da suoloja tai saippuoita,
jotka ovat tuloksena kolofonin tai kolofonin adduktiotuotteen

Jja alkaalisen aineen valisestd reaktiosta valmistettaessa pysy-
mattdémid vesipitoisia -dispersioita. Samalla tavalla voidaan
kdyttdd haluttaessa muita anionisia dispergointiaineita. Kolo-
fonin natriumsaippua on esimerkiksi t&llaisesta suolasta tai
saippuasta ja se voidaan valmistaa 1is&8mdlld kuumaa natriumhyd-
roksidin vesiliuosta suolaan kolofoniin ja pité&mdlld reaktio-

secksen ldmpdtila n. 110°C:ssa, kunnes reaktio on kulunut loppuun.

Kolofoniin perustuvataineet, joista dispersio koostuu, voivat
olla perdisin samasta kolofonildhteestd tai eri kolofonil3hteest3.
N&in kclofonikomponentti saattaa esimerkiksi olla seos, jossa on

tadysin hydrattua havupuun hartsia ja puhdistamatonta havupuun
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hartsia, ja adduktiotuotekomponentti voi olla puhdistamattoman
havupuuhartsin ja fumaarihapon adduktiotuote, ja saippuoitu aine,
Jjoka toimii dispergoivana aineena, voi olla pihkahartsin natrium-
suola. Toisena esimerkkin&d kolofonikomponentti voi olla ménty-
6ljyhartsi, adduktiotuotekomponentti voi olla havupuuhartsin Jje
maleiinihapon anhydridin adduktiotuote ja saippuoitu aine voi
olla ménty8ljyhartsin kaliumsuola tai -saippua. Vield ersana
esimerkkind voi kolofonikomponentti olla osittain hydrattu havu-
puuhartsin ja méntydljyhartsin seos, adduktiotuotekomponentti

voi olla osittain hydratun havupuuhartsin seos, adduktiotuote-
komponentti voi olla osittain hydratun havupuuhartsin ja fumaari-
hapon adduktiotuote ja saippuoitu aine voi olla hydratun havu-
puuhartsin kaliumsuola. Komponenttien muut erilaiset yhdistelmét

ovat alan ammattimiehelle itsestd3n selvii,

Saippuoidun aineen md&r3, so. kolofonin suolan ja/tai kolofonin
adduktiotuotteen suolan mid&rid vesipitoisessa suspensiossa, Jjoka
toimii dispergointiaineena, on sellainen, ettd se saa aikaan
halutun stabiilin dispersion. L&sn3 olevan saippuoidun aineen
mdédré ilmaistaan prosenttina alunperin l&sndolleiden karboksyyli
(-COOH)-ryhmien kokbnaisméérésté} jotka ovat reagoineet muodos-
taen suolan eli saippuan, esimerkiksi natriumsuolan (-COONa).
Mukavuussyistd t&md arvo esitet3&n esimerkeissi saippuoitumis-
asteena. Esimerkeissd ilmoittaa esimerkiksi 4 %:n saippuoitu-
misaste, ettd alkuperdisistd karboksyyliryhmist3 4 % on reagoinut
tai saippuoitunut alkalin kanssa. Saippuoitumisaste vaihtelee
sopivimmin 4-10 %:n rajoissa. Niiss3d hapoissa, joista kolofoni -
- koostuu, on yksi saippuoitavissa oleva karboksyyliryhmd, Siind
tapauksessa, stt&d kolofoni on reagoinut happamen yhdisteen kanssa,
kuten ylld selostettiin, kolofonin adduktiotuotteen eli vahvis-
tetun koclofonin aikaansaamiseksi, reaktiotuotteessa on lisdksi
muita karboksyyliryhmi&, jotka ovat peridisin reagoineesta happa-
mesta yhdisteests.

Seuraavissa esimerkeissd kaikki osat ja prosentit on laskettu

painosta, jollei muuta ole ilmoitettu.

Esimerkki 1 kuvaa kolofonin adduktiotuotteen valmistusta.
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Esimerkki 1

160 osan fumaarihappoa annetaan reagoida korotetussa l&mpdtilassa
sulan méntyﬁljyhartéin kanssa (840 osaa). Fumaarihappo liuottaa
sulan mantydljyhartsin ja muodostaa sen kanssa reaktioseoksen.
Reaktioseoksen tai -tuctteen annetaan j&3htyd huoneen la&mpdtilaan
(n. 23°C), kun kaikki fumaarihappo on reagoinut mantydljyhartsin
kanssa. Reaktioseos on seos, joka 'kdsittdd reagoimatonta kolofo-
nia ja kolofoni-fumaarihapporeaktiotuotetta eli adduktiotuotetta.
Reaktiotuote sis&ltd3 16 %:a fumaarihappoa, josta ldhes kaikki

on reagoinut. Reaktiotuotteen happoluku on 240.

Seuraavat esimerkit kuvaavat keksintdd, jossa kdytetd&n anionisena

dispergointiaineena kolofoniin perustuvan aineen saippuaa.

Esimerkki 2

N. 850 osaa tislattua hydrattua havupuuhartsia, n. 510 osaa esimer-
kin 1 mukaista adduktiotuotetta, 5280 osaa vettd ja 160 osaa

10 %:sta vesipitoista natriumhydroksidia sekoitetaan ja kuumenne-
taan 170°C:n lémpbtilaan. Tuloksena oleva kuuma seos johdetaan
homogenisaattorin 1&pi 210 baarin paineessa, jolloin saadaan
dispersio, joka my&hemmin j&&hdytetd&n huoneen lémpatiléan. Tu-
loksena olevan dispersion kiintedn aineen pitoisuus on n. 16,4 %
ja sil13 on hyvd stabiilisuus. N. 6 %:a kiintedn aineen painosta

on hapettunutta fumaarihappoa. Saippuoitumisaste on 7,2 %.

Esimerkki 3

N. 850 osaa tislattua hydrattua havupuuhartsia, n. 510 osaa esi-
merkin 1 mukaisesti valmistettua adduktiotuotetta, 5215 osaa vettd
ja 225 osaa 10 %:sta vesipitoista natriumhydroksidia sekoitetaan
ja kuumennetaan n. 170°C:n l&mp&tilaan. Tuloksena oleva kuuma
seos johdetaan homogenisaattorin 18pi 210 baarin paineessa,
jolloin saadaan aikaan dispersio, joka myShemmin j&&hdytet&an
huoneen l1&mpdtilaan. Tuloksena olevalla dispersiolla on hyvéa
stabiilisuus ja sen kiinte&n aineen pitoisuus on n. 18,4 %.

N. 6 %:n kiintedn aineen m33rédstd on fumaarihappoa. Saippuoitu-

misaste 10 %.
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N. 800 osaa havupuuhartsia, n. 510 osaa esimerkin 1 mukaisesti
valmistettua adduktiotuotetta, 5300 osaa vettd, 140 osaa konsen-
troitua NH4DH (noin 29 % NH3) sekoitetaan ja kuumennetaan n.
175°C:n l3mpétilaan. Tuloksena oleva kuuma seos johdetaan
homogenisaattorin 1&pi 210 baarin paineessa, jolloin saadaan
dispersiota, joka myBhemmin j&&hdytetddn huoneen l&mpdtilaan.
Tuloksena olevan dispersion stabiilisuus on hyvd ja sen kiinteadn
aineen pitoisuus on 18,4 %. N. 6 %:a kiintedn aineen m3&rasta

on reagoinutta fumaarihappoa. Saippuoitumisaste 7,1 %

Esimerkki 5

N. 1275 osaa havupuuhartsia, n. 765 osaa esimerkin 1 mukaisesti
valmistettua adduktiotuotetta, 4414 osaa vettd ja 244 osaa

10 %:sta vesipitoista natriumhydroksidia sekoitetaan ja kuumen-
netaan n. 175°C:n lampbtilaan. Tuloksena oleva seos johdetaan
homogenisaattorin 1&pi 210 baarin paineessa, jolloin muodostuu
dispersio, joka my8hemmin j&d&hdytetdan huoneen lampétilaan.
Tuloksena olevan dispersion stabiilisuus on hyvd ja sen kiintedn
aineen pitoisuus on n. 16,9 %. N. 6 % kiintedstad aineesta on

reagoinutta fumaarihappoa. Saippuoitumisaste on 7,1 %.

Esimerkki 6

N. 1024 osaa 6 %:sta formaldehydilld k&sitellyn mantytljyhartsin
fumaarihappoadduktiotuotetta, 5523 osaa vetta ja 253 osaa

10 %:sta vesipitoista natriumhydroksidia sekoitetaan ja kuumenne-
taan'n. 170°C:n lampdtilaan. Tuloksena oleva seos johdetaan
homogenisaattorin 1api 210 bearin paineessa, jolloin muodostuu
dispersio, joka mydhemmin jddhdytetddn huoneen l&mpdtilaan.
Tuloksena olevan dispersion stabiilisuus on hyvé ja sen kiinteén

aineen pitoisuus on n. 14,3 %. N. 6 % kiintedstd aineesta an

reagoinutta fumaarihappoa. Saippuoitumisaste on 15 %.

Kunkin esimerkin 2, 3, 4 ja 6 vesipitoisen suspension liimausteho
kokeiltiin valmistamalla kisiarkkeja, joihin k&ytettiin eri m&&ria
1iiman kiintoainetta. K#siarkkien valmistamiseksi suspentoitiin
Rayonier'in valkaistua sulfaattisellua standardin mukaiseen

kovaan veteen ja jauhettiin 750 ml:aan S-R-freeness asteeseen
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Noble-Wood-jauhimessa. Liimalisdykset tehtiin .2 litran annoksiin
jauhettua sulppua, joka oli laimennettu 2,5 paino%:iin kiintedts
ainetta. Riittdvd m33rd alumiinisulfaeattia lisdttiin kuhunkin
liimattuun sulppumd&risn, niin ettd pH oli n. 4,5 ja sulppu
laimennettiin sitten sakeutegp 0,27 % annostelijassa kdyttéen

rikkihappoa sis&ltédvadd alumiinisulfaattilaimennusvetta.

Laimennusvesi valmistettiin pienent&m@lléd veden pH keskim&érai-
seen kovuuteen 5,0 rikkihapolla, jonka jadlkeen lisdttiin alumii-
nisulfaattia, niin ettd saatiin 5 ppm liukenevaa alumiinia.
Annostelijan 1 litran messalietteet laimennettiin edelleen
laimennusvedelld_arkkimuotin sakeuteen 0,025 %, niin ettd muo-
dostui 18 kg:n pintapainoinen (24" x 36" - 500 arkki) k&siarkki
Noble-Wood-arikkimuotissa. Kaytettiin suljettua kiertoa
o-vedelle. Muodostetut arkit mark&puristettiin 33 %:n kiinteéan
aineen pitoisuuteen ja kuivattiin sitten 116°C: ssa Ja 50 %:n
hdyrysylinterikuivaajassa. Kaikkia kdsiarkkeja ilmastoitiin
kaksi paivas 22°C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa ja
testattiin ndissd olosuhteissa. Tunkeutumiskestdvyys koemus-
teella no 2 m8&ritettiin k8ytté&m&lld Hercules Sizing Testerié&.
Sitéd aikaa, Jjoka tarvitaan musteen tunkeutumiseksi, niin etta
valonheijastuvuus pienenee 80%:1iin arkin alkuperdisestd arvos-

ta, kdytetddn edustamaan liimausastetta.

Allaolevassa taulukossa 1 esitetddn fotometriliimaustulokset
liimausesimerkeistd, joissa liimakonsentraatio oli 0,5 %. Lii-
makonsentraatio ilmoitetaan painosta ja se perustuu kuivan
massan painoon. N&inollen esimerkiksi 0,5 %:n konsentraatio
tarkoittaa, ettd 0,5 paino-%:a vesipitoisen suspension kiintedn

aineen mad&rastd, joka perustuu kuivan massan painoon, lis&tdé&n.

TAULUKKO

Liimausesimerkki Fotometriliimaustulos liimakonsen-

trqation funktiona

0,5 %
2 124
3 1156
4 132
6 121
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Kuten yl118 mainittiin, voidaan k&yttdd myds muita anionisia
dispergointiaineita kuin kolofoniin perustuvia valmistettaessa
téman keksinntn mukaisia dispersicita. T&llaisen anionisen
dispergointiaineen mé&ran yléraja on kriittinen, koska ylimi3i-
rdlld saattaa olla vastakkainen vaikutus liimaukseen ja se voi
vaihdella kunkin dispergointiaineen vaikutuksen mukaan. Voidaan
kayttdd niinkin paljon kuin 5 %:a (laskettuna kolofoniin perus-
tuvan aineen md&3rédn mukaan) dispergointiainetta, vaikka ensisi-
jaisesti 2,5 %:a on yléraja. Alaraja on sellainen, joka antaa
stabiilin dispersion 0,1-1 mikronin partikkelikoolla. Minimi-
maadrad tédlle veatimukselle on n. 0,25 %, vaikka useimmissa
tapauksissa 0,4 % antea parempia tuloksia. Kun dispergointiainmetta
kdytetd3n yhdessd kolofoniin perustuvan- dispergointiaineen kanssa,

voidaan kdyttdd niinkin pient& m&&rdd kuin 0,1 %:a.

Seuraavat esimerkit valaisevat muiden anionisten dispergointi-

aineiden kdyttoa.

Esimerkki 7

N. 1024 osaa 6 %:sta formaldehydik&sitellyn mintydljyhartsin
fumaarihappoadduktiotuotetta, 5749 osaa vettd ja 27 osaa
ainetta Tamol SN (kondensoidun naftaleenisulfonihapon natrium-
suola) sekoitetaan ja kuumennetaan n. 170°C:n léampttilaan,
Tuloksena oleva kuuma seos johdetaan homogenisaattorin 1l&pi

210 baarin paineessa, jolloin muodostuu dispersio, joka myBhem-
min jddhdytetdasdn huoneen 13mpdtilaan. Tuloksena olevalla dis-
persiolla on hyvd stabiilisuus ja sen kiintedn aineen pitoi-

suus on n. 14,5 %.

Esimerkki 8

N. 1024 osaa 6 %:sta formaldehydik&sitellyn mintydljyhartsin
fumaarihappoadduktiotuotetta, 5744 osaa vettd ja 32 osaa ainetta
Ouponol ME (natriumlauryylisulfaatti, Du Pont Co..) sekoitetaan
ja kuumennetaan n. 170°C:n lampdtilaan. Tuloksena oleva kuuma
seos johdetaan homogenisaattorin 18pi 210 baarin paineessa,
jolloin muodostuu dispersio, joka my8hemmin j&&hdytet3an huoneen
18mpdtilaan. Tuloksena olevalla dispersiclla on hyvd stabiili-

suus ja kiintedn aineen pitoisuus on n. 15 %.
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Esimerkki 8 . 65433

N. 1024 osaa B %:sta formaldehydik&sitellyn médntydljyhartsin
fumaarihappoadduktiotuotetta, 5712 osaa vettd ja 64 osaa ainetta
Aerosol OT (natriumsulfomeripihkahapon dioktyyliesteri, American
Cyanamid) sekoitetaan ja kuumennetaan n. 170°C:n 13mpdtilaan.
Tuloksena oleva kuuma seos johdetaan homogenisaattorin lépi

210 baarin paineessa, jolloin muodostuu dispersio, joka mydhem-
min jaddhdytet&&n huoneen ldmpdtilaan. Tuloksena olevalla
dispersiolla on hyvd stabiilisuus ja sen kiintedn aineen pitoi-

suus on n. 14 %.

Esimerkki 10

N. 1024 osaa 6 %:sta formaldehydik&sitellyn mantydljyhartsin
fumaarihappoadduktiotuotetta, 5271 osaa vettd ja 55 osaa ainetta
Alipal CD 436 (58 %:inen alkyylifenoksipolyetyleenioksietanolin
sulfaattiesterin ammoniumsuola, GAF Corp.) sekoitetaan ja kuu-
mennetaan n. 170°C:n ldmpdtilaan. Tuloksena oleva kuuma seos
johdetaan homogenisaattorin 1&pi 210 baarin paineessa, jolloin
muodostuu»dispersib; joka mybhemmin ja&hdytet&&n huoneen l&mpdo-
tilaan. Tuloksena olevalla dispersiolla on hyvad stabiilisuus

ja sen kiintedn aineen pitoisuus on n. 14,5 %.

Esimerkkien 7-10 vesipitoisten suspensioiden liimaustehon maa-
rittémiseksi suoritettiin pintaliimauskokeita kayttden valkais-
tua sulfaattipaperia (18 kg per 500 arkkia, koko 24" x 36"),

joka o0li tehty pH:ssa 6,5 ja lisddmdlld alumiinisulfaattia

0,5 %. Arkkeja kd&siteltiin pienelld laboratorioliimauspuristi-
mella, jonka puristuskohtaan tuotiin vesipitoista suspensiota,
joka o0li laimennettu 0,29 %:seksi. Paperiarkit johdettiin liuok-
sen 1&8pi, ennenkuin niitd puristettiin liimapuristimen teloilla,
Ndissd olosuhteissa arkit ottivat itseensd n. 70 %:sesti painos-
taan liimapuristimen liuosta antaen 0,2 %:a liimaa arkkiin,
Liimatut arkit kuivattiin n. 20 sekunnin ajan laboratoriorumpu-
kuivaajassa, jonka pintaldmpttila oli n. 93°¢c. Arkkeja seiso-
tettiin 4 p&ivaa ja testattiin k&yttden Hercules Sizing Testin

koeliuosta no 2 80 %:n heijastuvuuteen. Seuraavassa taulukossa
tulokset.
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Hercules Sizing Testi-tulokset
sekunneissa

Liimausesimerkki

121
101
118

94
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PATENTTIVAATIMUKSET 6§3433

1. Menetelms oleellisesti stabiilin vesidispersion valmistami-
seksi kolofoniin perustuvasta aineesta, joka soveltuu kaytettd-
viksi sellukuitujen liimaamiseen paperin valmistuksen yhteydessa,
jossa menetelmdssa homogenoidaan painetta, 13mp6a sekd anionista
dispergointiainetta kdyttden epdstabiilia vesidispersiota, joka
sis3ltasd ainakin 10 painoprosenttia kiinteéda ainetta, jossa on
0-85 % kolofonia ja 100-15 % kolofonin ja ryhmén -9=9—§=U sisal-
tivan happamen yhdisteen adduktioreaktiotuotetta mainitun happa-
men yhdisteen maarén ollessa noin 4-8 % kiintedn aineen kokonais-
ma3arssts, tunnettu siitd, etta homogenointi suoritetaan
150-195°C:n 13mpdtilassa kayttaen anionisena dispergointiaineena
saippuaa, joka on saippuoitua kolofonia, saippuoitua kolofonin -
ja mainitun happamen yhdisteen adduktioreaktiotuotetta tai ndi-
den seasta, kondensoidun naftaleenisulfonihapon suolaa, sulfomeri-
pihkahapon dialkyyliesterin suolaa, rikkihapon alkyylipuolieste-
rin suolaa tai rikkihapon alkyylifenoksi{polyetyleenioksi)~-
etanolipuoliesterin suolaa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t u nne t t-u
siit3, etts anionisena dispergointiaineena kdytetddn saippuaa,
joka on saippuoitua kolofonia, saippuoitua kolofonin ja mainitun
happamen yhdisteen adduktioreaktiotuotetta tai n&iden seosta ja
jonka masdrad laskettuna kolofoniin perustuvan aineen karboksyyli-

ryhmien prosentuaalisena saippuoitumisasteena on 4-10 %

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelm3, tunnettu

siits, etts anionisen dispergointiaineen maard on 0,4-2,5 %.
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PATENTKRAV

1. Férfarande fdr framstdllning av en vésentligen stabil vatten-
dispersion av ett pd kolofonium baserat material, vilket &r l4mp-
ligt att anvindas f6r limning av cellulosafibrer vid papperstill-
verkning, i vilket férfarande man med anvindning av tryck, virme

samt ett anjoniskt dispergeringsmedel homogeniserar en instabil
vattendispersion, som inneh&ller &tminstone 10 viktprocent torr-
substans, vilken utgdrs av 0-85 % kolofonium och 100-15 % av en
adduktionsreaktionsprodukt av kolofonium och en sur férening,
inneh&llande gruppen —C C C 0, varvid midngden av den nidmnda sura
féreningen 4r ca 4-8 % av den totala torrsubstansen, k 4 n n e -

t ecknat avatt férfarandet genomférs vid en temperatur av
150—19500 genom att som det anioniska dispergermedlet anvinda

tvdl som &r fortvalat kolofonium, fértvdlad adduktionsreaktions-
produkt av kolofonium och den nimnda sura fdreningen eller en
blandning av dessa, salt av kondenserad naftalensulfonsyra, salt

av sulfobdrnstensyrans-dialkylester, salt av svavelsyrans alkylhalv-
ester eller salt av svavelsyrans alkylfenoxi(polyetylenoxi)etanol-
halvester.
2 Férfarande enligt patentkravet 1, k  nnet e c knat dirav,
att som det anioniska dispergermedlet anvinds tv&l, som &r f®rtvilat
kolofonium, fdrtvdlad adduktionsreaktionsprodukt av kolofonium och
den ndmnda sura foéreningen eller en blandning av dessa och vars
mdngd, rdknat som procentualisk fértvdlingsgrad hos karboxylgrupper
i det p& kolofonium baserade materialet, &4r U4-10 %.

3. Fdrfarande enligt patentkravet 1, k a nnet e ¢c k n a t dirav,
att mdngden av det anioniska dispergermedelt &r 0,4-2,5 %.

Viitejulkaisuja-Anférda publikationer

Julkisia suomalaisia patenttihekemuksia: —Offentliga finska.patentansdkningar:
2329/7h, 458/72 (C 09 J 3/26).
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